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(54) Pigmentiertes und riickseitenbeschichtetes Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von 
Offsetdruckplatten 

(57) Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmate- 
rial zur Herstellung einer Offsetdruckplatte mit einem 
Trager, auf dessen Vorderseite sich eine lichtempf indli- 
che Bildschlcht und auf dessen RQckseite sich eine 
Schicht aus einem organischen polymeren Material mit 
einer Glas-Obergangstemperatur Tg von 45 Oder 
mehr befindet. Die lichtempfindliche Bildschicht Oder 
eine gegebenenfails daruber befindliche Deckschicht ist 
pigmentiert 
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Beschreibung 

[0001 ] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von Offsetdruckplatten, umlas- 
send einen Metalltrdger. auf dessen Vorderseite sich eine lichtempfindliche Schicht und auf dessen Ruckseite sich eine 
5 Schicht aus einem organischen polymeren Material mit einer Glas-Ubergangstemperatur Tg von 45 ""C Oder mehr befin- 
det. 

[0002] Aufzeichnungsmaterialien zur Herstellung von Offsetdruckplatten werden Qblicherweise in Stapein zu 20 
Stuck Oder mehr ausgeliefert. Nach Idngerer l^gerzeit. bei erhOhtem Druck und/oder erh6hter Temperatur kleben die 
einzelnen Flatten hSufig aneinander, und es kdnnen sich wShrend des Transports Oder bei der Entnahme der Flatten 

^0 aus dem Stapel Kratzer in der lichtempfindlichen Schicht Oder auf der Ruckseite des TrSgers bilden. Urn das zu verhin- 
dern, werden Qblicherweise Papiertx>gen zwischen die Flatten gelegt. Bei In-line-Kbnfektionierungsanlagen wird das 
Zwischenlagepapler in der Regel automatisch eingetegt. Dieser Schritt ist relativ langsam und auch fehleranfailig. 
[0003] Solche Zwischenlagen sind insbesondere bei Aufzeichnungsmateriaiien mit einem Aluminlumtrager ohne 
Ruckseitenbeschichtung notwendig. Das Fapier kann jedoch auf die lichtempfindliche Schicht einwirken urxj diese ver- 

/5 andern. Bestandteile des Fapiers konnen eine Anderung des pH-Werts. der Lichtempf indlichkeit und/oder eine schnel- 
lere Alterung der lichtempfindlichen Schicht bewirken, was absolut unerwDnscht ist. Mit oberfldchenversiegelten 
Papieren Ia3t sich das Problem verringern. Solche Papiere sind jedoch deutlich teurer. 

[0004] In der Druckerei werden die Plattenstapel wiederum in automatischen Aniagen verarbeitet. Das Zwischen- 
lagepapier wird dabei in der Regel durch Ausbiasen entfernt. Auch das geschieht relativ langsam und ist stdranfdilig. 

20 Das Zwischenlagepapier kann zudem nicht wiederverwendet werden und muB ats Abfail entsorgt werden. GemdB der 
JP-A 02-040 657 tritt das Problem nicht mehr auf bei einem Aufzeichnungsmaterial mit einem Aluminiumftrdger, der auf 
der einen Seite eine lichtempfindliche Schicht und auf der anderen Seite eine UV-gehdrtete Schicht aus einem photo- 
polymerisierbaren Material enthdlt. Die auf der Ruckseite aufgebrachte Schicht kann neben den Monomeren noch Pho- 
tosensibilisatoren. thermischen Polymerisationsinhibitoren, Bindemittel. FQIIstoffe und andere Additive enthalten. Sie 

2S wirkt als Mattierungsschicht. 

[0005] In der JP-A 06-202 31 2 ist Aufzeichnungsmaterial f Or die Herstellung von Offsetdruckplatten offenbart. des- 
sen AluminiumtrSger ebenfalls auf der Ruckseite mit einem organischen Polymer, wie Polyethylen, Folypropylen, Poly- 
butadien. Polyester. Polycarbonat. Folyvinylacetal. Polyvinyichlorid. Polystyrol Oder einem Methacrytat-Harz. 
beschichtet ist. Durch die Ruckseitenbeschichtung wird der Angriff des wdBrig-alkalischen Entwicklers auf den Alumi- 

30 niumtrdger vermindert. Die lichtempfindliche Schicht in diesem Aufzeichnungsmaterial enthSIt 1 bis 10 Gew.-% einer 
im Entwickler unlOslichen Verbindung. 

[0006] Ein Aufzeichnungsmaterial mit einem anodisterten Aluminiumtr^ger, einer photopolymerisierbaren Schicht 
auf der durch das Anodisieren erzeugten Aluminiumoxidschicht sowie einer 0.1 bis 8.0 ^m dicken Ruckseitenbeschich- 
tung ist in der JF-A 09-265 176 offenbart. Diese Beschichtung besteht aus einem gesdttigten copolymerisierten Foly- 
35 esterharz, einem Phenoxyharz, einem Folyvinylacetal Oder einem Vinylidenchlorld-Copolymer, das jeweils eine Glas- 
Obergangstemperatur Tg von 20 °C Oder mehr aufweist. Ein Verkratzen der Flatten w&hrend des Transports im Stapel 
wie auch ein Abldsen der strahlungsempf indlichen Schicht durch ein zu festes Anhaften an der RQckseite der daruber 
llegenden Platte sollen damit verhindert werden. 

[0007] Ein Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung von Offsetdruckplatten. das ohne Zwischenlagepapier gestapelt 
40 werden kann, ist auch in der EP-A 528 395 beschrieben. Es umfaBt einen (Aluminium-)Trager, eine 0,01 bis 8,0 ^im 
dicke Schicht aus einem organischen polymeren Material mit einer Glas-Obergangstemperatur von nicht weniger ats 
20 ""C auf der RQckseite des TrSgers und eine lichtempfindliche Schicht auf der Vorderseite des Trdgers. Auf der licht- 
empfindlichen Schicht wiederum bef indet sich eine diskontinuierliche Mattierungsschicht, die aus Partikein mit einem 
mittleren Durchmesser von nicht mehr als 1 00 fim und einer durchschnittlichen HOhe von nicht mehr als 1 0 ysr\ besteht. 
4S Das Gewicht der Mattierungsschicht betrdgt 5 bis 200 mg pro Quadratmeter. Die Mattierungsschicht bewirkt, daB sich 
die Luft zwischen Vorlage und lichtempfindlicher Schicht im Vakuum-Kontaktkopierrahmen schneller abpumpen laBt. 
Herstellen idBt sich die Mattierungsschicht beispielsweise durch Aufspruhen einer Ldsung eines Methylmethacry- 
iat/Ethylacryiat/Acrylsdure-Terpolymers, dessen Carboxygruppen teilweise in Salzform vorliegen. in einem elektrosta- 
tischen Feld mit Hilfe einer SprOhglocke, die mit etwa 25.000 Umdrehungen pro Minute rotiert. Allgemein ist die 
50 Mattierungsschicht in Wasser Oder wdBrigem Alkali IdsHch. Mattierungsschichten. insbesondere solche aus einem 
Material mit einer niedrigen Glas-Obergangstemperatur, neigen jedoch dazu, mit der Ruckseite der im Stapel daruber- 
liegenden Platte zu verkleben. GrOBere Bereiche der strahlungsempfindlichen Schicht kdnnen dadurch abgeldst wer- 
den, so daB das Aufzeichnungsmaterial dann nicht mehr waiter venA/endet werden kann. 

[0008] Gegenstand der EF-A 490 515 ist eine vorsensibilisierte Druckplatte. die nach dem bildmdBigen Belichten 
55 mit einer waBrigen Alkalimetallsilikat-LOsung entwickelt wird. Urn zu verhindern. daB der Entwickler Aluminium aus der 
Ruckseite der Platte herausldst, ist diese mit einer organischen polymeren Beschichtung versehen. die im Entwickler 
unlOslich ist. Die Beschichtung enthait Polymere, wie Polyethylen. Folypropylen. Polybuten, Foiybutadien, Polyamid, 
Folyurethan. Folyhamstoff. Pdyimid. Folysiloxan. Polycarbonat, Epoxharze. Polyvinyichlorid. Fdyvinylidenchlorid Oder 
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Polystyrol. Sie kann auch eine thermisch oder photochemisch hartende Komponente umfassen. 
[0009] Es besland daher nach wie vor die Aufgabe, ein strahlungsempfindliches Aufzeichnungsmaterial zur Her- 
stellung von Flachdruckplatten zur Verfugung zu stellen. das ohne Zwischenlagepapier gestapelt werden kann. Auch 
nach langerer Lagerung und/oder nach Einwrrkung erhOhter Temperaturen sowie nach ISngerem Transport sollen sich 
5 die Flatten unbeschadigt dem Stapel entnehmen lassen. Zudem sollen die Flatten kurze Evakulerzeiten Im Vakuum- 
Kontaktkopierrahmen zulassen. Beim Entwickein soil der wafSrig-alkalische EntwicWer zudem nur wenig mit Alumlnium- 
hydroxid belastet werden. 

[0010] Diese Aufgabe Idl^t sich lOsen. wenn die Vorderseite der Platte nicht mattiert. sondern pigmentiert ist. Die 
Abstandshalter sind in die strahlungsempfindliche Schicht Oder eine daruber liegende Deckschicht eingebettet. 

10 [001 1] Gegenstand der vorliegenden Anmekjung ist demgerndB ein Aufzeichnungsmaterial zur Herstellung einer 
Offsetdruckplatte mit einem Trager, auf dessen Vorderseite sich eine lichtemptindllche Bildschicht und auf dessen 
Riickseite sich eine Schicht aus einem organischen polymeren Material mit einer Glas-Ubergangstemperatur Tg von 45 
*»C Oder mehr befindet, das dadurch gekennzeichnet ist, daB die llchtempflndliche Schicht Oder eine gegebenentails 
darOber bef indliche Deckschicht pigmentiert ist. 

15 [001 2] Das Material, mit dem die Pigmentierung en^eicht wird, Ist allgemein anorganischer Art und praktisch unlOs- 
llch in Wasser. Die mittlere KorngrOBe der Pigmentierungspartikel betragt allgemein 0.1 bis 20,0 ^m, bevorzugt 1.0 bis 
15.0 ^m, besonders bevorzugt 3 bis 5 ^im. Der Anteil der Pigmentierungsmittel wird so gewahit, daB die Oberfiache des 
Aufzeichnungsmaterials eine Giatte nach Bekk von < 1000 Sekunden, vorzugsweise 20 bis 250 Sekunden (bestimmt 
nach DIN 53 107, Verlahren A) aufwelst. 

20 [0013] Bevorzugte Pigmentierungsmittel sind Kleselsdureprodukte mit einer mittleren Kbrngr6Be von 3 bis 5 (xm 
und einer AusschluBgrenze von 15 jim. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform sind die Kieselsaureprodukte kombiniert 
mit einem Tensid. insbesondere einem Tensid mit Siloxan-Einheiten. Der Anteil des Tensids liegt allgemein bei 0,01 bis 
2 Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der strahlungsempfindlichen Schicht. Bevorzugt sind ferner Kieselsaure- 
produkte. die hydrophobiert (insbesondere mit Wachs) oder chemisch modifiziert (insbesondere mit Silanen) sind . 

25 [0014] Als Kieselsaureproctukte werden hier synthetlsche Kieselsauren und Silikate nach DIN 55 921 bezeichnet. 
Dementsprechend kOnnen sowohl reines SiOa wie auch metalloxidhaltige Kieselsauren (z.B. Aluminiumsilikate) zur 
Anwendung kommen. auch wenn eine genaue Unterscheidung zwischen beiden nicht niOglich ist. Daher nahert sich 
der Begriff "Kieselsaureprodukt" dem gebrauchlichen Ausdruck "silica", der nicht oder nicht immer zwischen Kieselsau- 
ren und Silicaten unterscheidet. Als Kieselsaureprodukte kOnnen beispielsweise ®Syloid-Typen der Fa. Grace, ®Sil- 

30 cron von Lanco, ®Gasil von Crosfield, OK/HK-Typen der Degussa und ®Satintone der Engelhard-Chemie eingesetzt 
werden. 

[0015] Unter "mittlere KorngrOBe" ist der 50 %-Wert der kumulativen Massen- oder Volumenverteilungskurve zu 
verstehen. wie er in der entsprechenden DIN-Vorschrift 66 141 festgelegt ist. Die AusschluBgrenze bezeichnet den 100 
%-Wert. In dieser Vorschrift sind die Grundlagen zur Darstellung von Korn-(Teilchen)grdBenverteilungen dargestellt. 
35 Sie gelten fur alle kOrnigen Stoffe, unabhangig von der Art des gemessenen Feinheitsmerkmals. Zur Bestimmung der 
Kennwerte liegen verschiedene Verlahren vor, wie Sedimentationsmessungen, bildanalytische Auswertung von elek- 
tronenmikroskopischen Aufnahmen, Leitfahigkeitsmessungen, Lichtstreuung. 

[0016] Die Menge an Kieselsaureprodukt, die zur Erzielung einer Giatte nach Bekk von < 1000 Sekunden. bevor- 
zugt 20 bis 250 Sekunden, erlorderlich ist. variiert stark. Abhangig ist sie von der mittleren KorngrOBeder Mattierungs- 
40 partikel. daneben auch vom Schichtgewicht der strahlungsempfindlichen Schicht bzw. der Deckschicht sowie von der 
Rauhigkeit der Trageroberliache. Es war jedoch in jedem Fall uberraschend, daB sich mit den relativ harten anorgani- 
schen Mattlerungsmittein der gewQnschte Effekt enreichen lieB und auch nach langerer Lagerung oder nach einem 
Transport der Flatten im Stapel auch unter Druck keine Kratzer beobachtet wurden. 

[0017] Wie bereits beschrieben. kdnnen die KieselsaurefQIIstoffe in der lichtempfindlichen Schfcht oder in einer 
45 daruber befindlichen Deckschicht enthalten sein. Es ist auch mOglich. daB sich auf einer pigmentierten strahlungsemp- 
findlichen Schicht eine nicht pigmentierte, transparente Deckschicht befindet. Diese darf jedoch nicht zu dick sein. d.h. 
die mittlere KbrngrdBe der Mattierungspartikel muB grOBer sein als die Gesamtdicke von lichtempf indllcher Schicht und 
Deckschicht zusammen. 



[0018] 


Beschreibung der Zeichnungen: 


Fig. 1: 


Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Vorderseite des erfindungsgemaBen Aufzeichnungsmate- 




rials aus Beispiel 16 nach der Lagerung. 


Fig. 2: 


Oberfiache wie vorher, jedoch starker vergr6Bert. 


Fig. 3: 


Ruckseite des Aufzeichnungsmaterials aus Beispiel 16 nach der Lagerung. Es sind keine Anhaftungen 




Oder VerWebungen sichtbar. 


Fig. 4: 


Ruckseite des Aufzeichnungsmaterials aus dem Verglelchsbeispiel 17 nach der Lagerung. Anhaftungen 




sind deutlich erkennbar. 


Fig. 5: 


Vorderseite des Aufzeichnungsmaterials aus Verglelchsbeispiel 22 vor der Lagerung. 
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Fig. 6: Oberfl^che wie vorher nach der Lagerung. 

Fig. 7: Ergebnis, das mit einer Druckplatte erzielt wurde, die aus dem gelagerten Aufzeichnungsmaterials gemdB 
Vergleichsbeispiel 22 hergestellt wurde. 

5 [0019] Die Bestimmung der GIdtte nach Bekk erfolgt nach DIN 53 107. Verfahren A. wobei man die Zeit miBt, inner- 
halb derer durch das durchgesaugten Luftvolumen der Druck in dem Vakuumbehditer fQr die MeBprobe von -507 mbar 
auf -489 mbar ansteigt. 

[0020] Das Pigmentierungsmittel ist vcrzugsweise in einem Antell von 0,01 bis 10 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 5 
Gew.-%, bezogen auf das Trockengewicht der Schicht, vorhanden. Die zur PIgmentierung verwendeten KieselsSure- 
10 produkte kOnnen. um eine leichtere Disperglerbarkeit zu erzielen. durch Beschichtung. z.B. mit Wachs, oder durch 
Reaktion z.B. mit Silanen modifiziert sein. 

[0021] Die venA^endeten Tenside sind bevorzugt Dialkylsiioxane. die zusdtzlich durch Alkylenoxideinheiten oder 
Sdureeinheiten modifiziert sein kOnnen. Der fur eine einwandfreie Beschichtung ohne Hofbildung erfordertiche Anteil 
hangt von der FQIIstoffmenge ab. In der Regel sind 0,01 bis 2, Insbesondere 0,05 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Trok- 
15 kengewicht der Schicht. ausretchend. 

[0022] Als Beispiele fOr verwendete Tenside werden Produkte wie ®Tegoglide. ®Tegopren (Ooldschmidt AO), 
®Edaplan (Munzing), ®Byk (Byk-Chemie), ®Baysilon (Bayer AG) oderauch verschiedene Silicon6leder Wacker-Che- 
mie GmbH genannt. 

[0023] Die strahlungsempf indliche Schicht selbst kann positiv oder negativ arbeitend sein. Sie weist ublicherweise 

20 ein Schichtgewlcht von 0,1 bis 6 g/m^, bevorzugt von 0,5 bis 4,0 g/m^, auf. 

[0024] Als strahlungsempfindliche Verbindung fur positiv arbeitende Gemische (insbesondere solche. die fOr eine 
Belichtung im Welleniangenbereich von 350 bis 450 nm bestimmt sind) kann eine Chinondiazid-Verbirdung, ins- 
besondere eine Naphthochinondiazid-Verbindung, gewShlt werden. Weiterhin eignen sich dafur Kombinationen von 
Verbindungen. die bei Bestrahlung eine starke SSure bilden, und Verbindungen. die mindestens eine durch eine Sdure 

25 spattbare C-O-C-Bindung enthalten. Gemische, die mit IR-Strahlung im Bereich von 750 bis 1 100 nm belichtbar sein 
sollen, enthalten als thermischen Sensibilisator beispielsweise RuB bei Breitbandsensibilisierung oder Methinfarbstoffe 
als spektrale Sensibliisatoren. 

[0025] Fur negativ arbeitende Gemische kann als strahlungsempfindliche Komponente eine Verbindung mit Diazo- 
niunnsalzgruppen oder ein radikalisch polymerisierbares System, bestehend aus Photoinitiator(en) und ethylenisch 
30 ungesdttigten Verbindungen, die radikalisch polymerisierbar sind, Oder eine Kombination dieser Komponenten, einge- 
setzt werden. 

[0026] Als strahlungsempfindliche Komponenten eignen sich auch positiv-aibeitende Photoleiter oder ein Gemisch 
von Photoleitern und Sensibliisatoren. 

[0027] Die 1 ,2-Chinondiazide sind bevorzugt 1.2-Naphthochinon-2<liazid-4- oder -5-sul-fonsaureester oder - 
35 amide. Davon wiederum sind die Ester aus 1 ,2-Naphtochinon-2-diazid-4-oder-5-sulfonsaure und 2,5-Dihydroxy-benzo- 
phenon, 2.3.4-Trihydroxy-benzophenon. 2.3,4-Trihydroxy-4'-methyl-benzophenon, 2.3.4-Trihydroxy-4'-methoxy-benzo- 
phenon. 2,3,4. 4'-Tetrahydroxy-benzophenon. 2,3,4,2\4-Pentahydroxy-benzophenon. 5.5'-Dialkanoyl-2.3.4,2'.3',4'- 
hexahydroxy-diphenylmethan (speziell 5.5'-Diacetyl-2.3,4,2',3',4'-hexahydroxy-diphenylmethan) Oder 5,5'-Dibenzoyl- 
2,3,4,2\3\4'-hexahydroxy-diphenylmethan bevorzugt. Die Polyhydroxyverbindungen sind dabei in der Regel partiell 
40 verestert. Der Anteil der 1 ,2-Chinondiazidverbindung(en) betragt allgemein 3 bis 50 Gew.-%, bevorzugt 7 bis 35 Gew.- 
%, bezogen auf das Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile der strahlungsempf indlichen Schicht. 
[0028] Es ist auch mOglich, die 1 ,2-Chinondiazidverbindungen in Form ihrer Ester oder Amide mit den erfindungs- 
gemdBen Polymeren einzusetzen, wenn diese umsetzbare Hydroxy- oder Aminogruppen enthalten. Die Vereste- 
rung/Amidierung der entsprechenden 1 ,2-Chinondiazidsulfon- oder -carbonsSuren mit den Hydroxy- und/oder 
45 Aminogruppen der zugrunde liegenden Polymere erfolgt dabei nach Verfahren, die dem Fachmcinn bekannt sind. 
[0029] Besonders geeignete sdurespaltbare Verbindungen sind 

A) solche mit mindestens einer Orthocarbonsdureester- und bzw. oder CarbonsSureamidacetalgruppierung, wobei 
die Verbindungen auch polymeren Charakter haben und die genannten Gruppierungen als verknOpfende Ele- 

so mente in der Hauptkette oder als seitenst£lndige Substituenten auftreten k6nnen. 

B) Oligomer- und Polymerverbindungen mit wiederkehrenden Acetal- und/oder Ketalgruppierungen in der Haupt- 
kette und 

C) Verbindungen mit mindestens einer Enolether- oder N-Acyliminocartx>natgruppierung. 

55 [0030] Durch SSure spaltbare Verbindungen des Typs A) als Komponenten strahlungsempfindlicher Gemische sind 
in der EP-A 0 022 571 ausfuhrlich beschrieben. Gemische. die Verbindungen des Typs B) enthalten, sind in der DE-C 
23 06 248 und der DE-C 27 18 254 offenbart. Verbindungen des Typs C) sind aus der EP-A 0 006 626 und 0 006 627 
bekannt. Der Anteil der spaltbaren Verbindung betrdgt allgemein 5 bis 70 Gew.-%. bevorzugt 5 bis 40 Gew.-%, bezogen 
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auf das Gesamtgewicht der nichtf luchtigen Bestandtelle der strahlungsempf indlichen Schicht. 
[0031] Als strahlungsempf indliche Komponente, die beim Bestrahien vorzugsweise starke Sdure biidet bzw. 
abspaltet, ist eine groBe Anzahl von bekannten Verbindungen und Mischungen. wie Phosphonium-. SuHonium- und 
lodoniumsalzen. Halogenverbindungen und Organometall-Organohalogen-Kombinationen geeignet. 
5 [0032] Die genannten Phosphonium-, Sulfonium- und lodoniumverblndungen warden in der Regal in Form ihrer in 
organischen Ldsemittein lOslichen Saize eingesetzt, meist als Abscheidungsprodukl mitkomplexen Sauren wie Borflu- 
onwasserstoffsdure. Hexafluorphosphor-. Hexafluorantimon- und -arsensdure. 

[0033] Grundsdtzlich sind als halogenhaltige strahlungsempfindliche und Halogenwasserstoffsdure bildende Ver- 
bindungen alle auch als photochemische Radikalstarter bekannten organischen Halogenverbindungen. beispielsweise 

10 solche mit mindestens einem Halogenatom an einem Kohlenstoffatom oder an einem aromatischen Ring brauchbar. 
Von diesen Verbindungen sind die s-Triazinderivate mit Halogenmethylgruppen. insbesondere Trichlormethylgruppen. 
und einem aromatischen bzw. ungesattigten Substituenten im Triazin-Kern gemaB DE-C 27 18 259 (= US-A 4 189 323) 
bevorzugt. Ebenso geeignet sind 2-Trihalogenmethyl-[1,3.4]oxadiazole. Die Wirkung dieser halogenhaltigen Verbin- 
dungen kann auch durch bekannte Sensibillsatoren spektral beeinfluBt und gesteigert werden. 

15 [0034] Die Menge des Starters kann je nach seiner chemischen Natur und der ZusammenseUung der Schicht 
ebenfalls sehr verschieden sein. Gunstige Ergebnisse erzielt man, wenn der Anteil des Starters etwa 0.1 bis 10 Gew.- 
%, bevorzugt 0,2 bis 5 Gew.-%. betragt. jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Anteile der 
Schicht Besonders fur Kbpierschlchten von Dicken Qber 0,01 mm empf iehit es sich, retativ wenig Sdurespender zu ver- 
wenden. 

20 [0035] Die lichtempfindllche Bildschicht kann auch auf einem positiv arbeitenden thermischen System basieren. 
Um eine Sensibilisierung gegenuber IR- bzw. Warmestrahiung zu erhalten, eignen sich insbesondere RuBpartikel oder 
IR-absorbierende Farbstoffe. Unter IR-sensitiv soli hier- wie allgemein ubiich- verstanden werden, daB das Gemisch 
bzw. die daraus gebildete Schicht fur Strahlung mit einer Welleniange von 700 bis 1 100 nm sensrtiv ist RuBpigmente 
eignen sich deshalb besonders als IR-absorbierende Konponente. da sie uber einen breiten IR-Welleniangenbereich 

25 absoibieren. Es kdnnen aber auch andere Verbindungen. die im IR-Bereich absorbieren. wie geeignet substituierte 
Phthalocyanine (z.B. PRO-JET 830 oder PRO-JET 950 NP von Zeneca Specialist Colours) oder Methlnfarbstofffe. zur 
IR-Sensibilislerung benutzt werden. Fur IR-Strah!ung sensitive Gemische sind ausden DE-A 197 12 323, DE-A 197 39 
302, EP-A 0 625 728 und 0 780 239 bekannt. 

[0036] Die strahlungsempfindliche Schicht kann auch eine eiektrophotographlsche Schicht sein. Dann enthait sie 
30 zweckmaBig einen organischen Photoleiter, einen Sensibilisator und ein organisches. polymeres Bindemittel. 

[0037] Fur negativ arbeitende Schichten geeignete oligomere oder polymere Verbindungen mit Diazoniumsalz- 
Gruppen sind dem Fachmann bekannt. Sie kOnnen auf ubiiche Weise durch Kbndensation eines Diazomonomers (EP- 
A 0 152 819) mit einem Kondensationsmittel. wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Propionaldehyd, Butyraldehyd, Isobuty- 
raldehyd oder Benzaldehyd oder Aldehyden mit aciden Einheiten, wie para- Formyl-benzoesaure. hergestellt werden. 
35 Weiterhin lassen sich Mischkondensate venwenden, die auBer den Diazoniumverbindungen noch andere, nicht licht- 
enpfindliche Einheiten enthalten. die von kondensationsfahigen Verbindungen abgeleitet sind. insbesondere von aro- 
matischen Aminen. Phenolen. Phenolethern. aromatischen Thioethern. aromatischen Kbhienwasserstoffen. 
aromatischen Heterocyden oder organischen Saureamiden, die auch mit aciden Einheiten substituiert sein kOnnen. 
Besonders bevorzugte DIazonlumpolykondensationsprodukte sind Umsetzungsprodukte von Diphenylamin-4-diazoni- 
40 umsalzen, die gegebenentalls eine Methoxygruppe in dem die Diazogruppe tragenden Phenylrest enthalten, mit Form- 
aldehyd Oder 4,4 -BIs-methoxymethyi-diphenylether. Als Anion dieser Diazoharze eignen sich besonders aromatische 
Sulfonate, wie Toluol-4-suHbnat oder Mesitylensultbnat Verbindungen mit Diazoniumsalzgruppen sind auch in der EP- 
A 030 862 offenbart. Insbesondere sind dort Verbindungen mit Gruppen der Formel 



45 -X'-C(=Y)-X-R-Ar-N2* A" 

beschrieben. wobei 

A' ein Anion. 

so Ar einen aromatischen oder heteroaromatischen Rest, 

R eine Einfachbindung oder einen gegebenentalls substituierten aliphatischen und/oder aromatischen Rest. 

Y ein Sauerstoff- oder Schwefelatom und 

X und X' unabhangig voneinander ein Sauerstoffatom. ein Schwefelatom oder eine gegebenentalls substituierte 
Iminogruppe darstellen. wobei mindestens einer der Reste X und X' fOr eine gegebenentalls substituierte 

55 Iminogruppe steht. 

[0038] Der Anteil der oligomeren oder polymeren Verbindung(en) mit Diazoniumsalzgruppen betragt vorzugsweise 



3 bis 60 Gew.-%. bezogen auf das Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandtelle des lichtempf indlichen Gemisches. 
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[0039] Die negativ ait)eitende iichtempfindliche Komponente kann auch ein photopolymerisierbares System sein. 
Dieses setzt sich zusammen aus Photoinitiatoren. die im Bereich von 300 bis 1100 nm absorbieren. und (radikalisch) 
polymerlsierbaren ethylenisch ungesdttigten Bestandteilen. Als Photoinitiatoren eignen sich beispielswveise GrundkOr- 
per bzw. Derivate von Acetophenon, Benzophenon, Trichlormethyl-[1 ,3.5]triazin. Benzoin. Benzoinethern. Benzoln- 

5 ketalen, Xanthon, Thioxanthon, Acridin, Porphyrin oder Hexaarylbisimldazol. Diese kdnnen in Verbindung mit einem 
unter Umstdnden substituierten Metallocen eingesetzt werden (EP-A 0 364 735). Oer radikalisch polymerisierbare 
Bestandteil ist vorzugsweise ein Acryl- oder Methacrylsdurederivat mit einer oder mehreren ungesdttigten Gruppen, 
vorzugsweise ein Ester der (Meth)acrylsdure. Er kann ein Monomer Oligomer oder Prapolymer sein. Er kann in fester 
Oder in flussiger Form vorliegen, wobei teste und zahflussige Formen bevorzugt sind. Zu den Verbindungen. die als 

10 Monomer geeignet sind, zahlen beispielsweise Trimethylolpropantri(meth)acrylat, Pentaerythrithexa(meth)acrylat, 
Dipentaerythritpenta(meth)acrylat, Dipentaerithrithexa(meth)acrylat, Pentaerythrittetra(meth)acrylat, 1 ,1 ,1 ,3,3,3-Hexa- 
methylol-propantetra(meth)acrylat (auch bezeichnet als "Ditrimethylolpropan-tetra(meth)acrylat"), Diethyienglykol- 
di(meth)acrylat, Triethylenglykol<ii(meth)acrylat oder Tetraethylenglykol-di(meth)acrylat. Besonders bevorzugte radika- 
lisch polymerisierbare, ethylenisch ungesdttigte Verbindungen sind Acrylsdureester oder Alkylacrylsdureester mit min- 

15 destens einer bet Belichtung in Gegenwart des Initiators photooxydierbaren Gruppe. insbesondere einer Amino-. 
Harnstoff- Thio- oder Enolgruppe. sowie die Umsetzungsprodukte von Triethanolamin oder N,N'-(2-Hydroxy-ethyl)- 
plperidin mit Isocyanatoethyl-methacrylat oder von Triethanolamin und 2,2,4-Trimethyl-hexamethyl6ndiisocyanat mit 
Glycidylacrylal Als Monomer oder Comonomer einsetzbar sind schlieBlich auch Maleinimld. Drmethylmaleinimid und 
andere Derivates des Maleinimids. Geeignete Oligomere bzw. Prdpolymere sind beispielsweise Polyurethane. Epoxid- 

20 harze oder Polyester oder ungesdttigte Polyesterharze. die polymerisierbare, ethylenisch ungesdttigte Gruppen enthal- 
ten. Das sind speziell (Meth)acrylat-, Vinyl- oder Maletnat-Gruppen. 

[0040] Der Anteil der Photoinitiatoren betrdgt bevorzugt 0.5 bis 20 Gew.-%. der der radikalisch polymerisierbaren 
Verbindung 5 bis 80 Gew.-%. jeweils bezogen auf Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile des lichtempfindli- 
chen Gemisches. 

25 [0041] EIne Kbmbination der Diazoniumpolykondensationsprodukte mit einem radikalisch polymerisierbaren 
System bestehend aus Photoinitiatoren und ethylenisch ungesdttigten VerbirKlungen. die radikalisch polymerisierbar 
sind. kann fur bestimmte Anwendungen Vorteile bringen. Solche Hybridsysteme enthalten vorzugsweise 1 bis 50 Gew.- 
% Diazoniumpolykondensationsprodukte. 0.5 bis 20 Gew.-% Photoinitiatoren sowie 5 bis 80 Gew.-% der radikalisch 
polymerisierbare Verbindungen. 

30 [0042] Zusdtzlich kOnnen noch zahlreiche andere Oligomere und Potymere mitvenA/endet werden. z.B. Phenol- 
harze vom Novolaktyp oder Vinylpolymere wie Polyvinylacetale, Poly(meth)acrylate, Polyvinylether und Polyvinylpyrroli- 
done, die gegebenenfalls selbst durch Comonomere modifiziert sind. 

[0043] Zur Darstellung eines bildmSBigen Farbkontrastes unmittelbar nach der Belichtung enthalten die Schichten 
daruber hinaus noch eine Kbmbination von Indikatorfarbstoffen und strahlungsempfindlichen Komponenten, die betm 

35 Belichten starke Sduren bilden, wie oben beschrieben. 

[0044] Die Menge des photochemischen Sdurespenders kann. je nach seiner chemischen Natur und der 
Zusammensetzung der Schicht, ebenfalls sehr verschieden sein. Gunstige Ergebnisse werden erhalten mit etwa 0,1 
bis zu 10 Gew.-%, bezogen auf den Gesamtgewicht der nichtfluchtigen Bestandteile der Schicht. 
[0045] Als Indikatorfarbstoffe haben sich kationische Farbstoffe wie Triphenylmethanfarbstoffe Insbesondere in der 

40 Form ihrer Garbinolbasen und die Methinfarbstoffe besonders bewdhrt. 

[0046] Ferner kOnnen dem strahlungserrpf indlichen Gemisch noch lOsliche Oder auch feinteilige, dispergierbare 
Farbstofle sowie UV-Absorber, Tenside, Polyglykolderivate und Pigmente zugesetzt werden. 

[0047] Der Trdger besteht bevorzugt aus einem dimensionastabiten, platten- oder folienfOrmigen Material, ins- 
besondere aus Metall, wobei Aluminium oder Aluminiumtegierungen besonders bevorzugt sind. Alumiumtrager kOnnen 

45 in walzblanker Form eingesetzt werden oder sind mechanisch und/oder chemisch aufgerauht und gegebenenfalls auch 
anodisiert. Sie kSnnen auch noch chemisch vorbehandelt sein. beispielsweise mit Polymeren oder Polykondensaten. 
die Einheiten mit Phosphonsdure-. CarbonsSure- oder Sulfonsduregruppen enthalten und gegebenenfalls auch noch 
Einheiten mit basischen Gruppen (insbesondere Aminogruppen) aufweisen kOnnen. Zur Vorbehandiung eignen sich 
ferner Silikate. Phosphate. Fluoride oder Fluorokomplexe. Ee k6nnen auch mehrere dieser Vorbehandlungen kombi- 

so niert sein. Als Trdger sind schliel3lich auch Metall/ Kunststoff-Laminate geeignet, beispielsweise Aluminium/Polyester- 
Laminate. 

[0048] Die Ruckseitenbeschichtung besteht allgemein aus einem organischen polymeren Material mit einer Glas- 
Obergangstemperatur Tg von 45 oder mehr. Ihre Dicke betrdgt allgemein 0,1 bis 20,0 ^m. bevorzugt 0,5 bis 10 ^m, 
besonders bevorzugt 1 bis 8 lum. Sie ist praktisch unlOslich in Wasser und wdBrig-alkalischen Entwicklern. Das poly- 
55 mere Material umfalBt beispielsweise Polyolefin (wie Polyethylen. Polypropylen, Polybutylen. Polybutadien oder Polyiso- 
pren), Polyester, Polycarbonat, Polyamid. Polysiloxan, Polystyrol, Homo- oder Copolymere aus bzw. mit Alkylacrylat- 
oder Alkylmethaaylat- Einheiten (wie Polymethylmethaaylat (PMMA) oder Sty rol/M ethyl methacrylat-Copoly mere), 
Polyvinylacetal, Phenoxyharze (beispielsweise Harze aus Bisphend-A und Epichlorhydrin), Polyvinylchlorid oder Poly- 
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vinyildenchlorid. Die Ruckseitenbeschichtung kann daruber hinaus untergeordnete Mengen an Additiven, wie Weich- 
macher, Farbsloffe, PIgmente, Silikonverbindungen, oberfiachenaktlve Mittel Oder andere Mittel zur Einstellung der 
gewunschten Oberf Idcheneigenschaften enthaKen. 

[0049] Neben den genannten polymeren Malerialien kann die RQckseitenbeschichtung auch Verbindungen enthal- 

5 ten, die unter der EInwirkung von Hitze und/oder Strahlung polymerisieren, kondensieren Oder vernetzen. 2u nennen 
sind beispielsweise additionspolymerislerbare Acrylate Oder Methacrylate, wie Ethyl-(meth)acrylat. Propyl(meth)acry- 
lat. Butyl(meth)acrylat. (2-Hydroxy-ethyl)-methacrylat, Trimethylolpropan-mono-. -di- Oder -tri(meth)acrylat Oder Pen- 
taerythrit-tri(meth)acrylat; daneben auch (Meth)acrylamide, wie N-Methyi-. N-Ethyl-. N-Propyl-. N-Butyl- Oder N- 
lsobutyl-(meth)acrylamid; Allylester. wie Allylacetat; VInylether. wie Butyl-vinyl-ether. Octyl-vinyl-ether. Decyt-vinyl- 

10 ether, (2-Methoxy-ethyl) -vinyl-ether, Diethylenglykol-vinylether Oder Benzyl-vinyl-ether ; polyfunktionelle Urethanacry- 
late, die unter der Einwirkung von UV-Strahlung aushSrten sowie Polyurethane, die bei Hitzeeinwirkung ausharten. 
„(Meth)acrylat" steht in der vorliegenden Anmeldung fur .acrylat und/oder methacrylat". Entsprechendes gilt fCir 
(meth)acry!amid und andere Derivate der Acrylsaure Oder Methacrylsaure. Die Ruckseitenbeschichtung kann dem- 
nach auch lichtempfindlich seln. Zur Unterscheidung davon wird die lichtempfindliche Schicht auf der Vorderseite des 

15 Tragers als "lichtempfindliche Bildschicht" bezeichnet, denn nur diese wird bildmaBig bestrahit und entwickelt. 

[0050] Zur Herstellung der Ruckseitenbeschichtung kOnnen die genannten Bestandteile in einem geeigneten, in 
der Regel organischen, LOsemitlel gelGst Oder dispergiert und auf den Trager aufgebracht werden. Das Ldsemittel wird 
dann durch Erhitzen und/oder im Vakuum abgezogen. Werden mechanisch, chemisch und/oder elektrochemisch 
behandelte Aluminiumtrager eingesetzt, so kann die Beschichtung vor oder nach deren Behandlung aufgebracht wer- 

20 den. Die Beschichtung kann aufgeschleudert, aufgegossen oder mit mit Hllfe von Rakein, FlieSern Oder anderen Vor- 
richtungen aufgebracht werden. 

[0051 ] Das erf indungsgemSBe Aufzeichnungsniaterial wird nach den ut)lichen, dem Fachmann bekannten Verfah- 
ren bildmaBig bestrahit und entwickelt. In der Regel wird das Aufzeichnungsmaterial zunachst durch eine Negativ- oder 
Posrtiv-Vorlage hindurch in einem Vakuum-Kontaktkopien*ahmen bildmaBig belichtet. Zur Belichtung werden haufig 

25 Kohle-Bogenlampen, Quecksilberdampflampen. Xenonlampen oder ahnliche Lichtquellen eingesetzt. M5glich ist auch 
eine direkte Bebilderung ohne Rlmvorlage (,computer-to-plate"). Das bildmaBig belichtete bzw. bestrahlte Aufzeich- 
nungsmaterial wird dann entwickelt, gewOhnlich mit einer waBrig-alkalischen LOsung. Diese LOsung enthail allgemein 
ein Alkalisilikat sowie ein Alkali- oder Ammoniumhydroxid. gegebenenfalls auch Carbonate, Phosphate. Borate. AlkyI-. 
Dialkyl- oder Trialkylamine. Alkansauren. untergeordnete Mengen an zumindest teilweise wassermischbaren organi- 

30 schen LOsemitteIn und/oder Tenside. 

[0052] Die folgenden Beispiele dienen zur Eriauterung der Eif indung. Die Abkurzung "Qt" steht darin fur "Gewichts- 
teiKe)". Prozente sind Gewichtsprozente, soweit nicht anders angegeben. Vergleichsversuche und Vergleichsmateria- 
lien sind durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet. 
[0053] Als Trager wurden 

35 

(I) eine in verdunnter Salzsaure aufgerauhte (mit einem Rz-Wert von 5.0 ^irn gemaB DIN 4768). in verdunnter. waB- 
riger Schwefelsaure zwischengebeizte und anodisierte (Gewicht der durch die Anodisierung erzeugten Aluminium- 
oxidschicht: 3.5 Q/rr?) und mit phosphonomethyliertem Polyethylenimin und mit Polyvinylphosphonsaure 
(entsprechend DE-A 44 23 140) hydrophilierte, 300 ^m dicke Aluminiumfolie, 

40 

(II) eine in verdunnter Salzsaure aufgerauhte (Rz-Wert 5,0 pm gemaB DIN 4768), in verdunnter Schwefelsaure zwi- 
schengebeizte und anodisierte (Oxidgewicht 4,0 g/m^) und mit Polyvinylphosphonsaure hydrophilierte, 400 jim 
dicke Aluminiumfolie. 

45 (III) eine in verdunnter Salpetersaure aufgerauhte (Rz-Wert 6,0 \im gemSB DIN 4768), in verdunnter Schwefel- 
saure zwischengebeizte und anodisierte (Oxidgewicht 2,0 g/m^), mit Polyvinylphosphonsaure hydrophilierte, 300 
^m dicke Aluminiumfolie, 

bereitgestellt und auf der RQckseite mit einer der Beschichtungen (a) bis (d) gemaB Tabelle 1 . auf der Vorderseite mit 
so einer der nachfolgend aufgefuhrten strahlungsempf indlichen Schlchten (A) bis (H) oder (J) versehen. Die Schichten A, 
C. D, E und H sind positiv und die ubrigen negativ arbeitend. 

[0054] Die Ruckseitenbeschichtungen wurden mit einem Rakel aufgetragen und in einem Umluftofen bei 120 °C 2 
min lang getrocknet. wahrenddie Vorderseitenbeschichtungen durch Schleuderbeschichten hergestellt und im Umluft- 
ofen bei 125 ""CI min lang getrocknet wurden. 

55 
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Tabelle 1 



5 


Schicht 


Schichtbestandteile 


Schichtdicke nach dem 
Tocknen in 




a 


10 Gt eines Sty roI/M ethyl methacrylat-Copolymers mit einer Tg von 54 ^'C und 
90 Gt Butan-2-on (= M ethyl-ethyl -keton) 


3 |xm 


10 


b 


1 0 Gt eines UV-hartbaren Lacks bestehend aus 90 Qt eines hexafunktionellen 
Urethan-acrylats (®Sartomer CN-975 von Sartomer), 5 Gt eines a-Hydroxy- 
ketons (®Esacure KIP 100 F von Sartomer), 2 Gt Methyldiethanolamin von EK 
Atochem und 3 Gt Benzophenon und 90 Qt Butan-2-on (Aushdrtung erfoigte 
durch Bestrahlen mit einer UV-Lampe der Fa. iST (80 W) fOr 1 min; Entfernung 
der Lampe: 30 cm) 


lOfim 


15 


c 


10 Gt eines thermisch vernetzendes Polyurethans (®Desmotherm 21 70 der 
Bayer AG) und 90 Gt Butan-2-on 


11 ^m 




d 


10 Gt eines Polymethylmethacrylats mit einer Tg von 49 ""C und 90 Gt eines 
Gemisches aus Butan'2-on (90 %) und Xylol (10 %) 


5 |im 



20 



25 

7,8 Gt eines Cresol/Formaklehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemdB DIN 53 
783/DIN 53 240) und einem mittleren Molekulargewicht von 6.000, bestimmt durch Gel-Permea- 
tions-Chromatographie (GPC) mit Polystyrol-Standard. 

3,2 Gt eines Veresterungsprodukts aus 1 ,5 mol 1 ,2-Naphthochlnon-2-diazid-5-sulfonylchlorld und 1 mol 
30 2,3.4-Trlhydroxy-benzophenon, 

0.4 Gt 1 .2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid, 

0,2 Gt Victoriareinblau (Color Index no. 44 045), 

0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngrOBe von 4 ^m, 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 50 % Tetrahydrofuran (THF) und 50 % 1-Methoxy-propan-2-ol. 

35 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 2 g/m^. 

B 

40 62 Gt eines mit Maleinsdureanhydrid funktionalisierten Polyvinylbutyrals mit einem mittleren Molekularge- 
wicht Mw von etwa 80.000, das 71 % Vinylbutyral-, 2 % Vinylacelat- und 27 % Vinylalkohol-Einheiten 
enthait. 

21 Gt eines Diazoniunrpolykondensationsprodukts, hergestellt aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-diazoni- 
umsultet und 1 mol 4,4*-Bls-methoxymethyl-diphenylether in 85 %iger Phosphorsdure. isoliert als Mesi- 
45 tylensulfonat. 

2,5 Gt Phosphorsaure. 

3.0 Gt Victoriareinblau FGA (Basic Blue 81). 

0,7 Gt Phenylazodiphenylamin, 

0,1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngrOBe von 3 ^m in 
so 2570 Gt Ethylenglykol-monomethylether und 

780 Gt Butan-2-on. 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 0,9 g/m^. 
C 



55 



4,7 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemdB DIN 53 
783/DIN 53 240) und einem mittleren Molekulargewicht M^ von 6.000, bestimmt durch GPC mit Pdy- 
styrol-Standard, 
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1 ,9 Gt eines Polyacetals aus Ethyl-butyraldehyd und Triethylenglykol, 
0.23 Gt 2-(4-Styryl-phenyl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-triazin, 
0.02 Q Kristallviolett. 

0.1 Gt eines KieselgelfQllstoHs mit einer mittleren KorngrdBe von 4 ^m, 

ad 1 00 Gt mit einem Gemlsch aus 90 % Bulan-2-on und 10 % Ethyl englykol-monomethylether. 



Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht be! 1,9 g/m^. 
gemdG Beispiel 1 der EP-A 528 395 



4,5 Qt eines Veresterungsprodukts aus l,2-Naphthochinon*2-diazid-5-sulfbnylchlorid und einem Pyrogal- 

lol/Aceton-Harz, 

1 1 Gt ernes Cresol/Formaldehyd-Novolaks, 

0,2 Gt 2-(4-Methoxy-phenyl)-4,6-bis-trichlormethyl-s-trlazin, 

15 0.1 Gt Olblau # 603 (erhdltlich von Orient Chemical Industries Co.. Ltd), 

0.04 Gt eines Fluortensids (®Megatac F 177 von Dainippon Ink and Chemicals, Inc.) in 

1 00 Gt Butan-2-on und 

1 00 Gt Propylenglykol-monomethylether. 



Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 2,0 g/m^ 



Auf diese Schicht wurde eine Mattierungsschicht durch elektrostalisches SprOhbeschichten aufgetragen. 
Dazu wurde eine 12 %ige LOsung eines Methylmethacrylat/Ethylacrylat/Acrylsaure-Copolymers (GewichtsverhSlt- 
nis 65 : 20: 15). in dem ein Teil der Carboxygruppen neutralisiert war, hergestellt und bei 25 °C und 50 % relativer 
25 Feuchte mit einer Spruhglocke (25.000 Umdrehungen pro min) auf die lichtempfindliche Schicht aufgespruht. Die 
Spruhglocke hafte gegenuber dem zu matlierenden Substrat eine Spannung von - 90 kV. Das sprOhmattierte Sub- 
strat wurde 2.5 s spSter mit Wasserdampf bespruht und dann durch Aufblasen von 60 °C heiBer Luft (10 % 
Feuchte) 5 s lang getrocknet. Dabei entstanden auf der lichtempf indlichen Schicht Mattierungspartikel mit einer 
durchschnittlichen HOhe von 6 ^im und einer durchschnittlichen Ausdehnung von 30 jim. Die Mattierung hatte ein 
30 Gewicht von etwa 0, 15 g/m^. 
E* 

7,8 Qt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemaB DIN 53 
783/DIN 53 240) und einem mittleren Molekulargewicht von 6.000, bestimmt durch GPC mit Poly- 
35 styrol-Standard, 

3,2 Gt eines Veresterungsprodukts aus 1.5 mol 1,2-Naphthochinon-2-diazld-5-sulfonylchlorid und 1 mol 

2,3.4-Trihydroxy-benzophenon, 
0.4 Gt 1 .2-Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid. 
0,2 Gt Victoriareinblau (C.I. 44 045), 
40 ad 1 00 Gt mit einem Gemlsch aus 50 % THF und 50 % 1 -Methoxy-propan-2-ol. 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 1,9 g/m^. 

Auf die so hergestellte lichtempfindliche Schicht wurde dann mit elektrostatischer UnterstOtzung eine diskonti- 
45 nuierliche Mattierungsschicht aufgetragen. Dazu wurde eine Ldsung aus 35 % eines Cresol/Formaldehyd-Novo- 
laks und 65% Ethylenglykol-ethylether-acetat(Leitfahigkeit der L6sung: 1,2 • 10^ pSim-^)bei30*»CmitHilfe einer 
mit einer Kapillare versehenen elektrostatischen Vorrichtung aufgesprOht. Die Spitze der Kapillare befand sich in 
einem Abstand von 30 cm zur lichtempfindlichen Schicht: die Spannung der Kapillare gegenuber dem Substrat 
betojg - 30 kV. Die SprOhrate lag bei 0,70 cm^/min. Die auf diese Weise erzeugten Mattierungapartikel hatten nach 
so dem Trocknen einen Durchmesser zwischen 30 und 40 ^im. Sie durchdrangen die strahlungsempf indliche Schicht 
nicht. 
F 

4.5 Qt eines MaleinsSureanhydrid/Melhylmethacrylat-Copolymers mit einer SSurezahl von 100 bis 120 und 
55 einem mittleren Molekulargewicht M^ von 100.000. 

2,0 Gt eines Urethanacrylats (®Plex 6661 der ROhm AG). 

3,0 Gt eines Umsetzungsprodukls aus 1 mol Hexamethylendiamin und 2 mol (2-Hydroxy-ethyl)-methacrylat, 
0.35 Gt Phenylacridin, 



BNSDOCID: <EP 1031B81A1J_> 



EP 1 031 881 A1 



0. 1 0 Gt Leukokristallviolett. 
0,05 Gt Kristallviolett. 

0.1 Gt eines Kiesefgelfullstoffs mit einer mittleren KorngrOBe von 4 ^m, 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 70 % Glykolether (®Dowanol) und 30 % Butan-2-on. 

5 

Nach anschlieBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 1 ,0 g/m^. Auf diese Schicht wurde eine weitere 
Schicht. hergestellt aus 

10 7 Gt eines Polyvinylalkohols mit 1 2 % Acetatgruppen, 

0,01 Gt eines Fettalkohol-ethoxylats mit durchschnittlich 8 Ethylenoxid-Einheiten, 
ad 1 00 Gt mit Wasser 



aufgebracht und getrocknet. Das Gewlcht dieser Deckschicht betrug 2.0 g/m^. 

15 G 



4.5 Gt eines Maleinsdureanhydrid/Methylmethacrylat-Copolymers mit einer Sdurezahl von 100 l3is 120 und 

einem mittleren Molekulargewicht M^y von 100.000, 
2,0 Gt eines Urethanacrylats (®Plex 6661 der ROhm AG), 
20 3,0 Gt eines Umsetzungsprodukts aus 1 moi Hexamethylendiamin und 2 mol (2-Hydroxy-ethyl)-methacrylat, 
0,35 Gt Phenylacridin, 
0. 1 0 Gt Leukokristallviolett, 
0.05 Gt Kristallviolett, 

ad 100 Gt mit einem Gemisch aus 70 % Glykolether (®Dowanol) und 30 % Butan-2-on. 

25 

Nach anschliefBendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 0.9 g/m^. Auf diese Schicht wurde ein Gemisch 

aus 



30 1 Gt eines Polyvinylalkohols mit 12 % Acetatgruppen, 

0.1 Gt eines Kieselgelfullstoffes einer mittleren KbrngrOBe von 4 ^m, 

0,01 Gt eines Fettalkohol-ethoxylats mit durchschnittlich 8 Ethylenoxkj-Einheiten, 

ad 100 Gt mit Wasser 



35 aufgebracht und getrocknet. Das Gewicht dieser Deckschicht betrug 1 .8 g/m^. 
H 



9.7 Gt eines Cresol/Formaldehyd-Novolaks mit einer Hydroxylzahl von 420 (bestimmt gemdB DIN 53 
783/DIN 53 240) und einem mittleren Molekulargewicht von 6.000, fc>estimmt durch GPC mit Poly- 

40 styrol -Standard. 

0.8 Gt Poly(4-Hydroxystyrol) mit einem von 4.000 bis 6.000 und einem von 2.1 00 bis 3.100 (®Maruka 
Lyncur M, Typ S-2. von Maruzen Petrochemical Co.. Ltd.). 

0,1 Gt eines Kteselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngrOBe von 3 (xm. 

8,0 Gt einer RuBdispersion aus 

45 5,00 Gt RuB (Spezialschwarz 250 der Degussa AG), 

66,00 Gt des oben beschriebenen Novolak-Bindemittels (30 %ig in gamma-Butyrolacton). 

28.99 Gt y-Butyrolacton und 

0,01 Gt Siliconentschdumer (RC 31 der Agfa-Gevaert AG). 

40 Gt Propyienglykol-monomethylether, 

so 31 Gt Aceton und 

1 0.5 Gt y-ButyroIacton. 



Nach anschlieBendem Trocknen tag das Schichtgewicht bei 2 gMi^. 

55 J 



62 Gt eines mit Maleinsdureanhydrid funktionalisierten Polyvinylbutyrals mit einem mittleren Molekularge- 
wicht Mvj, von etwa 80.000, das 71 % Vinylbutyral-, 2 % Vinylacetat- und 27 % Vinylalkohol-Einheiten 
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enthait. 

21 Gt etnes Diazoniumpolykondensationsprodukts, hergestellt aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-4-clia2onl- 
umsulfat und 1 mol 4,4'-Bis-methoxymethyl-diphenylether in 85 %iger PhosphorsSure. isoliert ats Mesl- 

tylensulfonat, 
5 2,5 Gt Phosphorsaure, 

3,0 Gt Victoriareinblau FGA (Basic Blue 81). 
0,7 Gt Phenylazodiphenylamin und 

0.1 Gt eines Kieselgelfullstoffs mit einer mittleren KorngrdBe von 0,5 in 
2570 Gt Ethylenglykol-monomethylether und 
10 780 Gt Butan-2-on. 



Nach anschlieOendem Trocknen lag das Schichtgewicht bei 0.35 g/rn^. 

15 [0055] Gepruft wurde, wie sich die Aufeeichnungsmaterialien bei der Lagerung im Stapel und bei der Verarbeitung 

verhlelten. 

[0056] Die Resistenz der strahlungsempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien gegenuber verschiedenen, beim Ent- 
wickeln bzw. beim Drucken hdufig venwendeten Verarbeitungschemikaiien wurde getestet. Dazu wurden sie 

20 a) 4,5 min mit einem waBrig-alkalischen Entwtckler aus 

0,12 mol NaaSiaOy. 

0.48 mol Kaliumhydroxid, 

5,0 g Natrium-pelargonat. 

25 1 ,0 g Nonylphenol-polyethylenglykolether mit durchschnittlich 1 0 Ethylenoxid-Einheiten, 

0,1 g Silikonentschaumer (RC 31 der Agfa-Gevaert AG), 

ad 1 1 mit vollentsalztem Wasser fVE-WasseO. 



30 



b) 1 min mit reinem Isopropanol oder 

c) 1 min mit einer 40%igen waBrigen DIacetonalkDhol-LGsung 



behandelt. Bei den erfindungsgemSBen Materialien betrug der Abtrag der Ruckseitenbeschfchtung bei a) jeweils weni- 
ger als 30 %, bei b) und c) jeweils zum Teil deutlich weniger als 10 %. 
35 [0057] Die Lagerstabilitat wurde wie folgt gepruft: Ein Stapel von 20 Platten wurde 48 Stunden lang bei 70'*C mit 
einem 5-kg-Gewicht beschwert und die Schichtschddigungen wie folgt bewertet: 

+ s keinerlei Schdden 
0 = geringe Schaden 
40 ' s grOBere Verklebungen 

[0058] Die Resultate sind In der fblgenden Tabelle zusammengesteltt. 



45 



SO 
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* Vergleichsbeispiele ader Vergleichsmaterialien 

so 



Patentanspruche 

1 . Aufzeichnungsmatertal zur Herstellung einer Offsetdruckplatte mit einem Trdger, auf dessen Vorderseite sich eine 
55 lichtempf indliche Bildschicht und auf dessen Ruckseite sich eine Schicht aus einem organischen polymeren Mate- 
rial mit einer Glas-Ubergangstemperatur Tg von 45 ""C Oder mehr bef indet, dadurch gekennzeichnet. daB die licht- 
empfflndliche Bildschicht Oder eine gegebenenfeills darOber belindliche Deckschicht pigmentlert ist. 
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2. Aufzeichnungsmaterlal gemSB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnel, daB die Pigmentierung aus einem anorganl- 
schen Material besteht und praktisch unlGslich in Wasser ist. 

3. Aufzeichnungsmaterial gemSB Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die mittlere KorngrGBe der Pig- 
5 mentierungspartikel 0,1 bis 15,0 ^m, bevorzugt 0,5 bis 10,0 ^im, besonders bevorzugt 3 bis 5 ^m, betrSgt. 

4. Aufzeichnungsmaterial gemaB Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Pigmentierungsmittel ein 
Kieselsdureprodukt ist 

10 5. Aufzeichnungsmaterial gemftB Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet daB das Kieselsfiureprodukl mit einem Ten- 
sid kombiniert ist, bevorzugt mit einem Tensid mit Siloxan-Einheiten. 

6. Aufzeichnungsmaterial gemaB Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet daB der Anteil des Tensids 0.01 bis 2 Gew.- 
%, bezogen auf das Trockengewicht der Schicht, betrdgt. 

15 

7. Aufzeichnungsmaterial gemSB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet. daB der 
Anteil des Pigmentierungsmittels 0,01 bis 10 Gew.-%. bevorzugt 0,1 bis 5 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Trok- 
kengewicht der Schicht. betrftgt. 

20 8. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der AnsprOche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daB die 
lichtempfindliche Bildschicht eine positiv arbeitende Schicht ist die auf Naphthochinondiaziden. Kombinationen 
von Verbindungen, die bei Bestrahlung eine starke SSure bilden, und Verbindungen, die mindestens eine durch 
eine Sdure spaltbare C-G-C-Bindung enthalten, oder auf thermischen Systemen basiert. 

25 9, Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daB die 
lichtempfindliche Bildschicht eine elektrophotographische Schicht ist. 

10. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 8. dadurch gekennzeichnet. daB die 
lichtempfindliche Bildschicht eine negativ arbeitende Schicht ist, die auf Verbindungen mit Diazoniumsalz-Gruppen 

30 und/oder auf Photopolymersystemen basiert. 

11. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet daB die 
strahlungsempf indliche Blldechicht ein Schichtgewicht von 0, 1 bis 6 g/m^. bevorzugt von 0,5 bis 4,0 g/m^. aufweist. 

35 12. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Ruckseitenbeschichtung eine Dicke von 0,1 bis 20,0 nm, bevorzugt 0,5 bis 10 jim, besonders bevorzugt 1 bis 8 jim, 
aufweist. 

13. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet. daB die 
40 Ruckseitenbeschichtung des Tragers Verbindungen enthait, die unter der Einwirkung von Hitze und/oder Strahlung 

polymerisiert. kondensiert Oder vernetzt worden sind. 

14. Aufzeichnungsmaterial gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Ruckseitenbeschichtung Additive, wie Weichmacher, Faibstoffe, Pigmente. Silikonverbindungen, oberfiachenak- 

45 five Mittel oder andere Mittel zur Einstellung der gewunschten Oberfiacheneigenschaften enthdit 



so 
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